Keramické kulickové lozisko

Keramicka valiva loZiska jsou na zakladé svych vlastnosti
materiald vhodna pro mazani médiem, jakoZ i pro suchy chod.
Tim se oteviou optimalni moznosti nasazeni v hygienické
oblasti, v potravinarském a farmaceutickém priimyslu a rovnéz
i v Iékarské technologii, v technologii uréené pro Gisté prostory
a ve vakuové technologii. Keramicka loZiska Ize svou otevienou
konstrukci velmi lehce Cistit a nejsou citliva viici vysokotlakym
¢isticim. Svymi specidlnimi vlastnostmi je Ize bezproblémové
pouzit bez zvlastni idrzby nebo udrzbovych intervalli v
autoklavach.

Keramicka valeckova loziska se vyznacuiji radou prednosti

oproti kovovym loZiskiim:

- Velmi vysokeé vlastnosti lehkého chodu diky malému tfeni- -s
nenaroc¢nou tdrzbou nebo bezlidrzbové (nedostatek mazani
nebo mazani médiem a suchy chod je bezproblémové mozny)

- Nizké opotrebeni a tim vysoka Zivotnost

- AZ 60% mensi hmotnost

- Velmi vysoka chemicka rezistence

- Odolnost vi¢i korozi a jamkové korozi

- Necitlivost vii¢i mokru

- Vlysoka tvrdost a tuhost

- Z4dné interakce s magnetickym polem, nebot neni
magnetizovatelny

- Vlysoka teplotni odolnost, v zavislosti na provedeni do 1600°C

Preferovany material pro keramicka loZiska je nitrid kfemiku
(Si3N4), ktery se na zakladé svych specifickych vlastnosti
vyznacuje lehkosti, vysokou pevnosti a odolnosti vici
opottebeni. Cenové vyhodnou alternativou k nitridu kfemiku
je oxid zirkonicity (Zr02). Navic se jeho tepelna roztaznost
podoba tepelné roztaznosti oceli a je vyborné vhodny k pouZiti
v hybridnich loZiscich.
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Chemicka odolnost Si3N4 Zr02 X105CrMo17
(AISI 440C)

Kyselina solna HCI (zfed.) + + -
Kyselina soln& HCI (konc.) + (+) -
Kyselina dusi¢na HNO3 (zied.) + +

Kyselina dusi¢na HNO3 (konc.) + (+)

Kyselina sirova H2S04 (zfed.) + + -
Kyselina sirova H2S04 (konc.) + (+) -
Kyselina fosforecna H3P04 + + -
Kyselina fluorovodikova HF - - -
Sodny louh NaOH-Lsg. + +

Hydroxid draselny KOH-Lsg. + +

Chlorid sodny NaCl + + -
Chlorid draselny KCI + + -
Chlorid médi CuCl2 + + -

Chemicka odolnost keramickych materiali oproti valivému loZisku z vysoce kvalitnich

mertenzitickych nerezovych oceli (AISI 440C)

Charakteristiky materialu Si3N4 2r02 100Cr6
Hustota p glem® | 3.2 5,9-6,4 7,85
Tvrdost HV10  N/mm?|>1700| > 1300 700
Modul pruznosti v tahu E GPa 300 205 210
Koeficient tepelné roztaznosti o 108K | 32 10,2 11,5
Pevnost v ohybu op N/mm?2| >800 |1000-1500| > 2500
Lomova houZevnatost IC MPa My 8 8-12 >20
Tepelna vodivost Kx W/m-K| 30-35 2 40-45
Spec. elektr. odpor P Qm| 10" 10° 107-10®
Velikost zrna pm | <1 <1 -
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Teplota tvrdnuti tepelné odolného loZiskového materialu ve srovnani




